






































专利名称(译) 阵列基板、显示装置

公开(公告)号 CN207124212U 公开(公告)日 2018-03-20

申请号 CN201721198923.8 申请日 2017-09-18

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

[标]发明人 周全国
罗皓

发明人 周全国
罗皓

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32

代理人(译) 袁礼君
王卫忠

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本公开提供一种阵列基板、显示装置，涉及显示技术领域。该阵列基板
包括：基板；设置在基板上方且位于有效显示区内的阵列排布的多个发
光像素；设置在基板上方且位于周边区域的第一水氧阻隔栏；其中，第
一水氧阻隔栏包括间断式排列的多个第一子阻隔栏和间断式排列的多个
第二子阻隔栏；在垂直于第一子阻隔栏的排列方向上，相邻第一子阻隔
栏之间的间隙被一第二子阻隔栏遮挡，相邻第二子阻隔栏之间的间隙被
一第一子阻隔栏遮挡。本公开可改善OLED器件的侧面抗水氧能力，避免
水氧阻隔结构受到弯曲应力而发生翘曲或断裂，从而提高其使用寿命。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c7d852ec-7ee7-493d-839a-002367eafa0b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061602123/publication/CN207124212U?q=CN207124212U
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN207124212U

